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30 2 Crbyarantardirektodontoblastuzantitarntty- | C: Teoriye gdre direkt sinirler yardimiyla hassasiyet olusur.
otsti:
30 4 Soru kurgu sorunu nedeniyle dikkate alinmamalidir.
32,65 | 15,76 | Buryénemdeizotasyona-gerekyokturizetasyena- | Pamuk rolu ile izolasyon yapilabilir.
36 4 Serbzsatgttiibrikasyon-sadtar Librikasyon temelde serdzden ¢ok miikdzle ilgilidir.
38 13 igerik Primer tiik. (mM) | Uyarilmamis final tiik. (mM) Uyarilmig final tiik.(mM)
Na* 146 3 45
cr 102 24 40
K* 4 25 40
HCO. 28 3 26
Protein 2.0 mg/ml 2.5 mg/ml
pH 6.5 7.5
PCO, 6 kPa 4.5 kPa 4.5 kPa

39 17

lg A salgi konsantrasyonu yiiksektir.

41,42 127,30 | Lityum; doza bagimli olarak hem hiposalivasyon hem de hipersalivasyon yapabilir. Hipersalivasyon etkisi daha az gériiliir

43 37 Statherin bol miktarda sistein iceren antibakteriyel bir tiikiirik yapisidir. (Dogru kabul edilmelidir.)
44 38 Asikkiyla beraber D sikki da dogru kabul edilmelidir.

51 15 Peptostreptococetts S. gordonii

58 47 5- Paslanmaz gelik kren restorasyon
6- Porsetenrattinkron-veyaveneerSeramik, altin, porselen kaplama (PFM) kuron veya veneer

72 11 pH-42ninattina-diizerse S-mutansmetabotik | pH 4,0-4,2 civarinda S.mutans ve S.sanguis'in bliyimesi/asit Gretimi
faatiyetlerint-yapamazhate-getir: olumsuz yénde etkilenir. (Daha dogru ifade)

83 29 20k TFersiyerve-skterotik-dentin-otustmunt-uyari{Tartismatkayrak bittigi-yok)

85 36 E) Dise yapismasi kismen kimyasal kismen de mekanik (mikromekanik) tutunmadir. (ifade dogru kabul edilmelidir)

98 91 Ketajenterhacminin3-te-Hnikaybederter: Kolajenlerin hacminin dicte biri kalir.

98 92 Fekketantmitkfrrea * Hava giringas! (Sik kullanilirama asin kurumaya neden olabilir.)
‘taborattivar-kagtt-mendit *Siinger

105 118 HEMAve UTMAseyreItlu yap|larara5|ndan gkanlm|§t|r

(Bu |fade totaI kompozit i |§er|g|ne gore BIS GMA nin fazIa oldugu anIa§|Imasmdan dolayl kaldlnldl ifadede aciklanmak
istenen Bis-GMA'nin gdrece matriks icerisindeki oranidir.)

108 | 137

Buzulme stresmln azalmaS| dU§Uk elast|5|te modullerl ve monomere eklenen pollmerlzasyon h|zm| diistiren
modiilatore baglanabilir.

Hibrit kompozitlere gore daha diisiik fiziksel ve mekanik dzelliklere sahiptir.

Gorece rezinden zengindir. Bu da su emmesini artirir ve renk kararlihgin azaltir.

Stres azaltici 6zellikte monomerler, reaktif baslaticilar ve nano boyutta doldurucular igerir.

Bu farkliliklar translusensiyi artirma egilimindedir ve bu da renk se¢imini zorlagtirr.

Doldurucu ve monomer kinlma indisleri benzerdir.

Daha hizli uygulanabilir ve teknik duyarliigi daha distiktiir
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110 | 144 | Mikroftreatar{bontHrcatarn:-Adezivicinkuttant | Kompoziti diizeltmek igin az miktarda adeziv rezin ieren mikro fircalar da
mamts kullanilabilir; ancak bu fircalar kesinlikle adezive asin doyurulmamalidir

113 | 156 | Benzoitperoksithastatietdryantsetbestradikal | Benzoil peroksit baglaticidir yani serbest radikal Gretir ve katalizor
tiretirbazkismtneda-btrtnti kisminda bulunur. Tersiyer amin ise baz kisminda bulunur

115 | 166 | UV cihazlar zararll mor@tesi 1tk verir, giinimiizde kullanilmaz

115 | 164 | Polimerizasyon siiresini azaltmak igin:

Fotobaslatici artinlabilir. (Tip 1)

Isinim artinlabilir. (Yetersiz ise artinlabilir. Yeterliyse daha fazla artirmak gereksiz 1siya neden olur.)
inhibitor azaltilabilir.

Doldurucu ve monomer kirilma indisleri eslestirilebilir.

115 167 | Kor iyot veya brom (halojen gaz) ile argon veya azot (inaktif gazlar) ierir
116 | 169 | Refrektorfittre-gorevigdriirboytece Yve Reflektor 1sigi safir pencereden ileri yonlendirir. Ek filtreler zararli UV/IR
Rdatga-engettenmisotur: isinlarini engeller. Filtreleme ayrica uzun sivi isik kilavuzu kablosundan
kaynaklanir.

116 | 171 | Bucihazda iretilen (aym dalga boyuna ait) tim fotonlann enerjileri esittir
117 [ 174 | @fHdan-tokatverimticir QTH'dan 40 kat verimlidir.

124 |3 "Munsell Renk Sistemi dis hekimliginde gérsel renk eglestirme icin en popiiler sistem, Amerikali sanatgi Alfred H. Munsell
tarafindan 1898'de gelistirilen Gi¢ boyutlu modele dayanmaktadir." textbooktaki bu aciklama nedeniyle en sik kullanilan
sistem olarak algilanmaktadr.

125 |10 hasta-45%yatrk 45 derecelik aydinlatma agisi olmalidir.
142 |9 QLF baghg: Bazi kaynaklar CamX Spectra'yi ayri bir baslik olarak incelemektedir




